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Ref .063 
I::STI I J)O EXPEIIIM~:N'L\L IJE lli-:SSO NAN<' IAS DE THAJI·:n)HIAS 111·: IO NS 

DE N1 NUM DISP OS ITIVO ORUITRON SUJEITO A EXCI'J'A~: Ao RF. A.S1·c h(•r, ( ' V.SpPIII'r , 
F .Calmtl" M . R . O . Di~~;iaromo , Laboratório d~ OrHr;.r~~;aJl El.>trirru;, Dzpto rl" Fís· / I.AII~IAT 
UFS C, Florianópolis - SC 

O dispositivo Orbitrou aprf'srnta algum;u; aplicaç&os campo indu6trial. l::sfia.o; 
aplicações variam desde sua utilizaçii.o romo bomba iõnira, at~ mo fonte de racliação RF, ru ­
ja. frequ~ncia pode eer controlada atravP.s da mudança rlt- 6.nriaJ entre Ofi eletrodos (c-ilindros 
couiais) . 

Nosso trabalho consis tiu t-m estuda ressonâncias nas 6rbilaB de partículas car-
rcy;a.dM (íons de N1), obtidM a.travée de excit radial, provocada pela. RF superposta ao potPn ­
ciaJ logarftmico do Orbitron. Esszestud eve como objetivo cleterminar ~ faixas de fre4 u ê n c ia.~ 
responsáveis pelas ressonâncias. · 

Os íons de N1 for produzidos por uma fonte de íons, desenvolvida em nosso la-
bo~at6rio, e injeta.doe no di oeitivo com ~nergia e momento angular para que pudessem urbitar . 

- Os resul a os obtidoe foram comparados com os valores previstos pelo mocle lo desen -
volvido por Speller tal (C.V .SpeUer, R.A.Douglas, J .C. Thomaz Jr .,Rev .Uras . Aplic. de Vácuo, 
li!,' 93-97( 1!!9--l' , Observnn-ee diferenças na ordem de 3% entre esses valores. Além disso, foram 
rell'zad as4i'ffiula.ções numéricas em computador. 

/ Também são mostrados, nesse trabalho, os resultados obtidos para elétrons . 

. 
R e f , O 6 UoiRE'Si:STtNCIA ~~EiRii:'SÃO E ): CORROSAO DE - AÇOS SAE 514 2 O 

NITRETADó'S IÓNICAKENTE", Clodomir-o Alves Jr., OFTE/UFRN - Natal, 
RN, I Luiz Carlos Casteletti, EESC/USP - São Carlos - SP e José de 
A-r>,chieta Rodrigues, OEMa/UFSCar - São Carlos - SP 

o aço i noxidável martensitico SAE 51420 é utilizado, 
ti?icamente em artigos de cutelaria, instrumentos cirúrgicos, 
moldes para pl~sticos, entre outros. 

Sua resistência à corrosão se 1 imita apenas a agentes 
fracamente agressivos, como água doce, sucos de frutas e alguns 
~c idos e ~lcalis suaves. Com o intuito de ampliar sua 
aplicabilidade, este aço roi nitretado sob diferentes condições 
condições e sua resistência ao desgaste e à corrosão avaliada. 



Ref .065 I ) 
"INFLUtNCIA DA / ATMOSFERA NITRETANTE E!1 / LIG!y 

'STELLITE"', Clodomiro Alves Jr, DFTE/UFRN, Lui :~: Carl os 
casteletti, EESC/USP, José de Anchieta Rodrigues, DEMA/UFSCar 

'Stellites' aAo ligas de Co, Cr, W • C que, quand o 
depoaitadaa em aç6a ou ferros fundidos, produzem acentuadas 
melhorias nas resistências ao desgaste • l corrosão, preservando 
suas durezas atl~ temperaturas próxiMas a 650°C, sendo por isso 
adequadas l aplicações em trabalhos a quente. 

Alguns estudos evidenciaM o enriquecimento preferencial de 
elementos formadores de nitretos na superfície bombardeada por 
ions de nitrogAnio. Com base nesses dados, variamos a atmosfera 
nitretante, com relaçAo ao teor de N2 , na nitretaçAo de uma liga 
stellite, com o objetivo de observ11r 111odificações composicionai s 
na camada nitretada por meio de microscopias ótica e eletrônica. 

Ref .0 66 "CONFINAMENTO DA DESCARGA NO PLASMA COMO MEIO DE GE~ 
7 BANÓAS LASER NO UV DO N2"• M.P.P. Castro, C.E.Fellows , 
C.A.Hassone, Laboratório de Espectroscopia e Laser, IF/ F , CP 
100296, Niteroi, 24020- RJ. 

Este . trabalho consiste na geração simul li ea das 7 bandas 
laser conhecidas no UV do N2 . O método de e ltaçào utilizado foi 
o conhecido TE com duas importantes mod icações: 1) A descargr.~ 
elétrica foi confinada, com o objetiv - de obter valores elevados 
de densidades de corrente, e 2) Re iu-se a indutância do plasma 
do canal de descarga a um valo tal que esta acabou por ser a 
unica responsável na geração e pulsos de excitação com valores 
de "rise-time "menores O ps. 
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